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Filtr UV K&F Concept Nano-X MRC UV - 52
mm

Cena 82 zt

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy KF4191

Kod producenta 277_KF4191
Kod EAN 6936069227277
Producent K&F Concept

Opis produktu

Filtr UV K&F Concept Nano-X MRC UV - 52 mm

Filtr UV K&F Concept Nano-X MRC UV to "must have" kazdego fotografa, ktéry chce lepiej zabezpieczy¢ swoj obiektyw i
znaczgco poprawic jakos¢ zdje¢. Kompatybilny z gwintem 52 mm, zapewnia skuteczng ochrone przed kurzem,
zanieczyszczeniem i odciskami palcéw. Skutecznie redukuje efekty szkodliwego promieniowania UV, poprawiajac jakos¢ zdjed.
Szkto optyczne Premium HD japonskiej firmy AGC, gwarantuje nie tylko doskonata ostros¢ i reprodukcje koloréw, ale takze
niezwykta trwatos¢. Dodatkowo 28-warstwowa powtoka NANOTEC sprawia, ze filtr jest fatwy w czyszczeniu i odporny na
zarysowania. Innowacyjna, ultracienka ramka eliminuje problem winietowania podczas pracy z dtugimi teleobiektywami. W
zestawie znajdziesz réwniez praktyczne etui ochronne.

Gtéwne cechy produktu

filtr UV kompatybilny z gwintem 52 mm

chroni obiektyw przed kurzem, zanieczyszczeniem i odciskami palcéw

dodatkowa ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi przedniej soczewki obiektywu
redukuje efekty promieniowania UV, takie jak zamglenia, poprawiajac jakos¢ zdjec
idealny do fotografii krajobrazowej - eliminuje zamglenia atmosferyczne

wykonany ze szkta optycznego japonskiej firmy AGC

szkto optyczne Premium HD zapewnia wyjatkowa ostrosc i reprodukcje koloréw
28-wartstwowa powtoka NANOTEC zapewnia redukcje odblaskéw

powtoka zapewnia transmisje Swiatta na poziomie 99,6%

hydrofobowe wtasciwosci powtoki pomagajag utrzymad filtr w czystosci

ultracienka ramka (3,3 mm grubosci) zapobiega winietowaniu na obiektywach szerokokatnych
etui ochronne w zestawie

Poprawa jakosci zdjecé

Filtr UV to niezastgpiony dodatek w torbie kazdego fotografa. Dzieki niemu nie tylko skutecznie ochronisz przednig soczewke
obiektywu przed kurzem, zarysowaniami i odciskami palcéw, ale takze podniesiesz jako$¢ swoich zdjeé. Dzieki
wielopowtokowej konstrukgji filtr UV K&F Concept Nano-X MRC UV pomaga zredukowad zamglenia atmosferyczne, pozytywnie
wptywajgc na kontrast i wyrazisto$¢ fotografii.
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Ochrona przed promieniowaniem UV

Promieniowanie UV, obecne w otoczeniu nawet w pozornie idealnych warunkach pogodowych, moze powodowa¢ niepozgdane
efekty, takie jak zamglenia, spadek kontrastu lub nieostros¢ zdjed. Filtr UV K&F Concept Nano-X MRC UV dziata jak
niewidzialna bariera, przez ktdrg przepuszczane jest $wiatto. Eliminuje wptyw promieniu UV na Twoje zdjecia, pozytywnie
oddziatujac na klarownos$¢ obrazu.

Szkto optyczne Premium HD

Sercem filtra UV K&F Concept Nano-X MRC UV jest niezawodne szkto optyczne japonskiej firmy AGC, ktéra stynie z topowej
jakosci swoich produktéw, za ktérymi stoi ponad 120 lat doswiadczenia. Wyréznia je wyjgtkowa trwatosc i doskonate
parametry transmisji Swiatta. Dzieki wzmocnieniu chemicznemu jest ono 4 razy trwalsze niz standardowe szkfo stosowane w
konkurencyjnych filtrach.

Wielowarstwowa powtoka Nanotec

28-warstwowa powtoka to gwarancja trwatosci i najlepszej ochrony. Filtr UV K&F Concept Nano-X MRC UV jest odporny na
zarysowania i posiada wtasciwosci hydrofobowe. Oznacza to, ze ze szkta bardzo tatwo usuwa sie wode lub ttuste plamy. Dzieki
zaawansowanej technologii Nanotec transmisja Swiatta wynosi tu az 99,6%. Dzieki temu nie musisz martwic sie o irytujgce
odblaski. Z tym filtrem Twoje zdjecia zachowajg prawdziwe kolory i naturalng gtebie.

Zadnego winietowania!

Innowacyjna ramka filtra UV K&F Concept Nano-X MRC UV ma zaledwie 3,3 mm grubosci. Tak cienka konstrukcja pozwala
skutecznie unikng¢ efektu winietowania, nawet wtedy, gdy korzystasz z dtugich teleobiektywodw, oferujgcych duze ogniskowe.
Twoje kadry pozostana klarowne i wyrazne, zachowujac petna przejrzystos¢ nawet przy duzych zblizeniach.

Kompatybilnosé
¢ obiektywy z gwintem mocowania filtréw o przekatnej 52 mm
Specyfikacja

model: filtr UV K&F Concept Nano-X MRC UV - 52 mm
materiat: stop aluminium lotniczego

typ filtra: UV

szkto: japonskie szkto AGC

powtoka: NANOTEC (28 warstw)

przepuszczalnos¢: 99,6%

grubosé: 3,3 mm

srednica gwintu: 52 mm

Zawartosc¢ zestawu

o filtr UV K&F Concept Nano-X MRC UV - 52 mm
e etui ochronne
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e Gwarancja: 231178
e Kod produktu: KF4191
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